
 Photolithographie : Transfert d’un motif dans une 

résine photosensible 

 Insolation à 365nm  

 Tailles d’échantillon 3’’ et 4’’ 

 Lithographie à plusieurs niveaux de masquage 

 Module Nanoimprint 

2 Aligneurs MJB3 et MJB4 Süss-Microtec 

Caractéristiques 
Marque : Süss Microtec 

Type :  MJB3 & MJB4 

Lampe UV (Xénon) 280W @ 365nm. 

Microscope à grossissement X100. 

Temps d’exposition : 1s à 100mn. 

Echantillons de 1 à 4 pouces. 


